


浙江省科学技术奖公示信息表（单位提名）
提名奖项：技术发明奖
	成果名称
	硬脆复杂器件光电协同浮法加工技术、装备与重大工程应用

	提名等级
	一等奖

	提名书
相关内容
	1. 美国发明专利：Floating non-contact ultrasonic enhanced flexible sub-aperture polishing device and method，专利号：US 11,839,944 B2
2. 美国发明专利：Photoelectric fluid field cluster catalytic method for atomic-scale deterministic processing，专利号：US 12,325,017 B2
3. 美国发明专利：Device and method for multi-energy field induced atomic-scale computer numerical control (CNC) machining in environmental atmosphere，专利号：US 12,487,578 B2
4. 美国发明专利：Method and device for simultaneously detecting surface shapes and thickness distribution of inner and outer walls of thin-wall rotating body，专利号：US 11,761,756 B2
5. 中国发明专利：一种光电流场驱动团簇催化原子级确定性加工方法，专利号：ZL202410186779.4
6. 中国发明专利：一种基于浮动放电工具的液相等离子体加工装置及方法，专利号：ZL202510504981.1
7. 中国发明专利：面向各向异性薄壁曲面工件的时空调控磨抛方法及装置，专利号：ZL202510437851.0
8. 中国发明专利：一种七轴六联动结构柔性研抛机床，专利号：ZL202310718560.X
9. 中国发明专利：一种高速转台变负载自适应控制方法，专利号：ZL202510361818.4
10. 中国发明专利：镜头模组的生产设备，专利号：ZL202010061839.1

	主要完成人
	朱吴乐，排名1，研究员，浙江大学；
孙安玉，排名2，副教授，浙江大学；
张小雨，排名3，正高级工程师，浙江日发精密机械股份有限公司；
章利炳，排名4，高级工程师，浙江蓝特光学股份有限公司；
孙  奇，排名5，助理研究员，浙江大学；
居冰峰，排名6，教授，浙江大学。

	主要完成单位
	1. 浙江大学
2. 浙江日发精密机械股份有限公司
3. 浙江蓝特光学股份有限公司

	提名单位
	浙江大学

	提名意见
	该项目面向硬脆复杂器件高性能制造需求，针对硬脆材料高效无损加工难突破、复杂曲面全频段精度难收敛和薄壁结构形性难控制的国际难题，团队在国家科技重大专项、国家杰出青年科学基金、国家重点研发计划等项目持续支持下，发明了硬脆材料光电自激发加工方法、自由曲面浮动自平衡加工技术和薄壁结构形性自顺应调控技术，建立了面向硬脆复杂器件的光电协同浮法加工体系，研制了具有自主知识产权的装备，并实现了多个重大工程应用，产生了较好的经济效益和社会效益。项目授权发明专利45项，其中美国发明专利5项，发表SCI论文80余篇，项目形成了具有自主知识产权的技术体系。
经审查，该项目符合申报要求，同意提名2025年度浙江省技术发明一等奖。
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